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摘要(译)

本发明提供了一种混色型掩膜开口缺陷的有机发光二极管显示屏修补方
法，其特征在于，包括以下步骤：将具有不同颜色的显示区域的有机发
光二极管显示屏放置于激光光源的照射范围之内，所述不同颜色的显示
区域蒸镀有不同颜色的有机发光材料，且彼此之间具有预定开口，采用
激光从有机发光二极管的顶部照射所述开口，将所述掩膜开口中不同颜
色有机发光材料层重叠的部分去除。本发明提供的混色型掩膜开口缺陷
的有机发光二极管显示屏修补方法，能够有效解决蒸镀的发光材料错位
造成显示色差问题，修补掩膜缺陷，并且工艺简单方便。
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